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摘要(译)

一种免疫层析试纸条散射光场空间分布的测量装置，包括照明光路机
构、参考光路机构、入射光路机构、供待测免疫层析试纸放置的二维倾
斜平台、散射光路机构、三维平移平台和数据采集与控制系统，及测量
方法。本发明消除光源不稳定性所带来的影响，实现免疫层析试纸条上
入射角的改变，从而使整个装置实现不同入射角下散射光场空间分布的
测量，实现在同一入射角的情况下，在不同空间点处一连续区域内散射
光场的测量，可满足混浊介质散射光场的测量，对同一空间点，采用相
对荧光光场强度相对激发光散射光场强度比值，对提高免疫层析类仪器
的信噪比提供了有力的工具。
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